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действием УФ-облучения, поскольку оба этих процесса обеспечивают непрерывное рулонное произ-
водство защитных элементов. На рис. 5, б, показан процесс копирования под действием УФ-облучения, 
когда тонкий слой УФ-отверждаемого полимера 4 наносится на чистую полимерную пленку 3, которая 
затем прижимается к никелевой матрице 2. Далее полимер отверждается до отделения от никелевой 
матрицы 2, после чего в полимерном слое 4 на поверхности чистой полимерной пленки 3 остается от-
копированная структура микроизображений. Одно из таких микроизображений представлено на рис. 6. 
Но при этом существует недостаточная контрастность между изображением и пленкой. Повысить кон-
трастность можно за счет применения тонкого металлического слоя, такого как алюминий, ко всей ак-
тивной поверхности устройства, в том числе микрорельефной просветляющей структуре. В результате 
формируется металлизированная пленка, представленная на рис. 6, б. 

В данном случае микрорельефная просветляющая структура в форме идентифицирующего микро-
изображения 4 кажется черной по сравнению с неструктурированными областями пленки, имеющими 
металлический оттенок. Тонкий металлический слой 5 обычно формируется с помощью вакуумного 
осаждения. 

Рис. 5. Создание микрорельефной структуры микроизображений  
в никелевой матрице с помощью процесса электролитического формования (а) 

и перенос микрорельефной структуры на полимерную пленку (б ): 
1 – микрорельефная структура микроизображений; 2 – никелевая матрица; 

3 – полимерная пленка; 4 – УФ-отверждаемый полимер
Fig. 5. Creation of microrelief microimage structure  

in a nickel matrix using an electrolytic molding process (a) 
and transfer of microrelief structure onto a polymer film (b): 

1 – microrelief microimage structure; 2 – nickel matrix; 
3 – polymer film; 4 – UV curable polymer

Рис. 6. Повышение контрастности структуры микроизображений  
на полимерной пленке методом металлизации поверхности полимера: 

1 – микроизображение; 2 – УФ-отверждаемый полимер; 3 – полимерная пленка; 
4 – микрорельефная просветляющая структура в форме идентифицирующего изображения; 

5 – металлизированная пленка
Fig. 6. Increasing the contrast of the structure of microimages  

on a polymer film by metallisation of the polymer surface: 
1 – microimage; 2 – UV curable polymer; 3 – polymer film; 

4 – microrelief antireflective structure in the form of an identifying image; 5 – metal-lised film


